
LCD사업부 세부 모집분야

구분 세부 직무

공정개발

-미세패턴 기술개발,산화물 TFT기술 개발,디지털노광 기술개발

-단위공정 개발(증착 :Sputter, CVD, EP&ELP, Etch재료/공정 :Dry

Etch/Wet Etch, Photo :Mask, PR, 유기막,C-PR)

-TFT 특성 평가 및 TFT 분석기술

Panel개발
-고투과,저소비전력 패널설계 및 시뮬레이션

-제품 특성,신뢰성,양산성 확보

구동개발

-구동회로 설계 및 화상처리 알고리즘 개발

-초고해상도 고속 구동 System개발 및 저소비전력 기술개발

-회로설계(PCB), EMI 대책기술 개발

-Analog Power 회로설계 및 시뮬레이션,ASIC 시뮬레이션

산화물개발

-IGZO TFT 공정개발 및 양산

-산화물 반도체 기반 신규 Process Architecture 개발

-산화물 반도체 기초 특성 연구

광원/광학/기구개발

-저소비전력/저원가 광학구조 개발 및 광학 시뮬레이션

(광학 Sheet 개발,고기능성 Light Guide Plate 개발)

-고휘도/고효율/고신뢰성 LED 광원개발

-3D기구설계 및 금형제작/해석,방열 기술 개발

액정개발

-신규 액정재료(액정,배향막,Sealant 등)개발

-액정모드 특성(투과율,측면 시인성,응답속도)향상 기술 개발

-신규액정 모드 개발 및 편광판 개발

-Electro Optical Modulator용 액정재료 및 모드 개발

제품개발
-Tablet, Note, Monitor, TV등 제품구조 설계 및 제품 개발

-차세대 제품 설계 및 제품 혁신

화질개발

-화질 분석 및 광특성 기준 수립

-화질 정량화 및 화질 평가법 개발

-화질기반기술 구축 및 선행화질 연구

시스템기술개발
-MES (Manufacturing Execution System) 운영 및 프로세스 최적화/시스템화

-MIS (Manufacturing Information System) 운영 및 프로세스 최적화

응용기술
-TV/MONITOR/NOTE PC/TABLET 제품평가 및 평가용 표준 개발

-유기/무기 분석기술


